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上海新阳半导体材料股份有限公司

关于上海化学工业区建设项目调整产能布局、

追加投资的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19

日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于上海化学工业区建设项目

调整产能布局、追加投资的议案》，同意公司对上海化学工业区建设项目（以下

简称“本项目”）调整产能布局、追加投资，现将相关事项公告如下：

一、项目基本情况

公司第五届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 14 日审议通过了《关于公司

拟于上海化学工业区投资建设项目的议案》。公司与上海化学工业区管理委员会、

上海化学工业区发展有限公司签订《投资意向协议》，变更全资子公司上海芯刻

微材料技术有限责任公司注册于上海化学工业区，并启动位于上海化学工业区的

项目建设，该项目主要用于开发集成电路制造用关键工艺材料。经初步测算，该

项目总投资金额约为 58000 万元人民币，占地约 104 亩。具体内容详见公司于

2023 年 2 月 15 日于巨潮资讯网披露的《关于公司在上海化学工业区投资建设项

目的公告》（公告编号：2023-009）

二、本次调整产能布局、追加投资的相关情况

全球半导体产业处于持续增长上行周期，叠加国内晶圆代工新建产能加速投

放，中国大陆半导体市场规模增速持续超越全球平均水平。依托行业红利，公司

业务快速扩张、订单持续增加。基于市场需求变化与公司整体发展战略，公司拟

优化整体产线布局，最大化盘活现有产能、提升资源利用效率。因此，公司计划

调整上海化学工业区建设项目产能布局、追加项目投资，具体如下：

1、调整产能布局：



（1）原计划年产 10,000 吨光刻胶稀释剂系列产品产能调整为 5,000 吨/

年；

（2）新增芯片铜互联电镀液系列产品产能 5,000 吨/年；

调整后，上海化学工业区建设项目规划产能为：

产品系列 规划产能（吨/年）

I 线、KrF 和 ArF 干法/湿法光刻胶系列产品 500

光刻胶稀释剂系列产品 5,000

高选择比氮化钛刻蚀液系列产品 5,000

干法蚀刻清洗液系列产品 15,000

芯片铜互联电镀液产品 5,000

合计 30,500

2、对该投资项目进行了重新评估，项目预计总投资金额由人民币 5.8 亿调

整为 10.5 亿，资金来源为公司自有及/或自筹资金。

3、建设工期：2026 年 9 月开工建设，2028 年 6 月竣工，2028 年年底投产。

三、对公司的影响

本次上海化学工业区建设项目调整产能布局、追加投资，是公司综合研判行

业环境、中长期发展布局及项目实施状况审慎做出的安排，有利于公司把握行业

市场机遇、优化产业布局，对公司正常经营产生无重大影响，符合公司的发展战

略和全体股东的利益。

四、履行的审批程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于上海化学工业区建设项目调整产能布局、追加投资的议案》，本事项在董事会

权限内，无需提交股东会审议。

该项目已经第六届独立董事专门会议 2026 年第五次会议、第六届董事会战

略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议审议通过。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；



2、公司第六届独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议；

3、公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议。

4、上海芯刻微材料技术有限责任公司年产 30500 吨集成电路关键工艺材料

项目可行性研究报告

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日
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